
[별표 1]

기존사업장 및 신규사업장 배출허용기준(제3조 관련)

1. 가스형태의 물질

오염물질 배출시설
배출허용기준

기존사업장 신규사업장

염화수소

가. 염산제조시설

나. 인산제조시설

다. 금속의표면처리시설중산처리시설

6ppm 이하

2ppm 이하

2ppm 이하

4ppm 이하

2ppm 이하

2ppm 이하

이황화탄소 모든 배출시설 15ppm 이하 10ppm 이하

포름알데히드 모든 배출시설 10ppm 이하 5ppm 이하

황화수소

가. 석유정제시설 중 가열시설, 탈황시설, 폐가스

소각시설

나. 펄프제조시설

5ppm 이하

5ppm 이하

4ppm 이하

4ppm 이하

불소화물

(F로서)

가. 습식인산 제조시설, 복합비료제조시설,

인광석ㆍ형석의 용융ㆍ용해 및 소성시

설, 불소화합물제조시설

나. 과인산암모늄 제조시설

3ppm 이하

3ppm 이하

3ppm 이하

3ppm 이하

페놀화합물

(C6H5OH)
모든 배출시설 5ppm 이하 4ppm 이하

수은화합물

(Hg로서)

가. 소각시설 또는 소각보일러

(1) 소각용량2톤/h 이상인 시설

(2) 소각용량 200㎏/h 이상 2톤/h 미만인

시설

0.08⑿㎎/S㎥이하

0.08⑿㎎/S㎥이하

0.08⑿㎎/S㎥이하

0.08⑿㎎/S㎥이하

비고 1. 배출허용기준란의 ( )는 표준산소농도 (O₂의 백분율)를 말한다



2. 입자상물질

오염물질 배출시설
배출허용기준

기존사업장 신규사업장

먼 지

가. 금속의 용융 및 제련시설 또는

열처리시설 중

(1) 전기 아크로(유도로 포함)

(가)기존시설(1998.12.31이전)

나. 화학비료제조시설 또는 인산 및 그

화합물 제조시설 중

소성시설ㆍ건조시설

10㎎/S㎥ 이하

40⑽㎎/S㎥이하

10㎎/S㎥ 이하

30⑽㎎/S㎥이하

카드뮴화합물
(cd로서)

기타시설 0.5㎎/S㎥이하 0.5㎎/S㎥이하

납화합물
(Pb로서)

가. 금속의 용융ㆍ제련 및 열처리시설중
용융ㆍ용해로ㆍ용광로 및 정련시설

나. 기타시설

2㎎/S㎥ 이하

1㎎/S㎥ 이하

2㎎/S㎥ 이하

1㎎/S㎥ 이하

구리화합물
(Cu로서)

모든 배출시설 5㎎/S㎥ 이하 5㎎/S㎥ 이하

아연화합물
(Zn로서)

모든 배출시설 5㎎/S㎥ 이하 5㎎/S㎥ 이하


